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4 iuven;io refere-se ao PTOCESS0 PArd & Prepiragno 4e Compso=
Sigles aguosas para limpesa de miguines de processcnenio e
coles & buse Ge resinas aminadas yue conpreende & 0pera;io
gue Ccousiste em se misturar, de greferéncia,

») 1 a v por cento em peso de um hiardzido de wam metal alca
L1403

3) 1L « 50 por cento em peso de um acido noli~-{uetjacrilices

4

C) 10 a 30 por ceanto em peso de um copolimero & dase de oo~
3 - SR 3 Al 2 - s ron men o] - . .- - ’.A,,,.A. o
tircuo ¢ coldrido meleice e evenbuslmente outros cowmondieros
~) vy L « 20 por cento em peso de wi agente cuulsicuanie; e
u) vy Wil « 20 por cento ue um ageaie unviespuwmante, e val
déneire yue & soua das percentagens wos COmPOURILES ), 5,
vJy D)y € &) seja igual a 100,34 e, em sezuida, se wisvuraer
prederiveimente entre cerca de 10 a 50 parltes em y,e€sS0 Gd Do=
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ferida uistura com 90 & 50 partes de Zguc.

+& wild COuposigdo aquosa para limpesza de Ldeuinas d4c Jrocec-
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Swnenit0 Ge volas & base ae resinas anliaedas, Gue ol 5 Ui
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nicroxido de meval a2lcalino, wa dcido poliacri ico, wi copo-

» . . - s s e - s .
1{sctro & base de estireno e e @niariGo de ac$¢o malelco e,
eventualnuenie, outros coaonoLere 8, ul agentcemulsionante e uim
wielive «nivi-espunante.
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e Lawuseria ae materiais de madeira, empregan-se princigal-

Ve de forcaldeldo e um uos usuais componentes ae amlao, Cco=
wU G ureiz, a melaming e a benzoguanamina. Judo ¢ue eabus re

Slaes ainea hi puocos anos eram Fabricedw

B Com ums elevaG.
sfoporgao de formalceido, a limpesa das "égaiﬂas i€ processa
Bento uo suscitave nenhuns problemas, visto gue os residuos
au resine podiam ser fucilmente dispersdveis ne <ilc, O Lue

€la causato, provavelmentve, pela elevaui CONCENIr=gio ue K
505 metilol niurdiilos.

~b reslaas produzidas com pouco formalucido, uevido & rewusid
Culsslo de formeldeido formanm, pelo coatrdrio, suylddies so-
oL us .agulnas de processsmento que siv wiifceio we liisar
€ 43 Luals podenm ocorrer de duas meaelpos
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de banho ou aplicagao de agua, precipitam-se das solugles &
guosa e formam duas fases:

@) uma fase aquosa,e

b) uma massa semelhante & borracha ou que se estira de wmodo
semelhante ao do litex, sendo pegajosa, Na realidade, esta
massa € formada por moléculas relativamente.. peguenas, as
wu«is no entanto,estio ligadas por forgas iutermoleculares,
para originerem malores complexos interligedos (J.Adhesives
1985, 17, 275 a 295, I.J. Pratt).

0s residuos 2b) formam a fonte principal das sujidades na
industria dos materiais de madeira. Eles provocam & parali-
zagdo mais prolongada das méquinas e, por esse motivo, 1ifi-
Ttam & gua capacidade. Para & sua renmogdo precisa-se ue gran
des quantidades de &gua, o gue acarreta problemus de descar
Ka8. -

Como a estrutura das resiass aminadas sem especial no esia
do coagulado, € desconhecida até noje, principalwente a es—
trutura coloidal especial, também nfo se pode oferecer ne-
nouga solugdo do problema na b@se e comsideragdes yulmicas|
sude-3e wue resinas altamente viscosas podem sSer novamente
transformadas em l{quiéos finos com & ureia; no entanto,
guanao elas se formam semelhante a wa ldtex, este método ji
ndo resulta. lumbén os agentes de lavagem e de raspamento
ndo tem nenhum afeito. )

C objectivo ua invengzo ¢ obter uma cowposigao de limpeza,
Com 2 gual se possam lim§ar, de forma completa e répiéat as
méquinas e 05 recipientes dos residucs das colas ou Gas re-
Sincs precipitedas, e gue a citada composic¢Eo seja eficaz
nas guentidades mais redusidas possiveis.

4 presente invengd@p relere-se a uma invengSo de composiyio

aguosa para limpeza das maquinas de processamento de colas
o base de resinus aminadas, que contém:

4) ua aidrdxico e metal alcalino;
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eveusualuente, ocutros COmonOmMeros;
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essecial preleren~se 3 4 10 por cento =2m pess.
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vos netacrilatoss; 2: etil-hexil-zcrilato; 2= etil-hexil-ieta
criletu, wcrilato de laurilo e metacrilato de laurilo; viani-
Lésver de écidcs carboxflicos em Cy= 04, por exemplo acetato
ws viwilo, aislg allebter e 'L“ C, dos dcidos maléico ¢ fu~
oecicos wromaticos de viwilo aléw do eStirend, COmO wliu-ie-~
til-estirenc e viniltolueno; acrilonitrilo, .ebecrilonlirilo
wCrilocida, mebecrilemids, assim como viniléter com J « L0
%%o.00 ds carbonoj halogeneto de vinilo, cowmo os closebos
we viaillo ¢ e viniliaeﬁo; coaposios v.orias vesrcs olefiulce-
0iG1i DE insatufaéos, tais como o bubauicno e o iso.re:no, wssim
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3. I compon@nte (C) é vantujoscmente empresado ¢ ylaiiuldan
Zncia cctive 42 consOsi-

o

e
1

oy relutivemente ao teor de subs
G0 ue Lllapesa, compreendidas no iatervalo entre 1U ¢ Sun Gl

oo, prefsrivelmente entre 30 e TU por cento e
oreferéacia no inservalo emtre 59 e ©5

L0u0 < .enies emulsionantes (L) podem sSer euprasadas Touws
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compreendidas no .intervalo entre 0, 1 e 20, de preferencia
entre 1 e 10, com especial preferencia entre 2 e 5 por cen~-
%o em peso.

Como agentes anti~espuma (B) empregam-se 08 usuais agentes

anti-espumantes 2 base de Gleos naturais, tais como 6leos ve
getais, Gleos minerais, fosfatos, alcodis em Cg~C;o e silico
nes modificados. Outros agentes anti-espumantes estao descri
tos na patente DAS 2201434, Preferencialmenterempregam—se fog
fatos e etil-hexil-éster do dcido etil-hex3nico.

O compénente (E) ¢ convenientemente aplicado, relativamente
.0 teor de substincia activa da composigBo de limpeza, em

yuauiidades compreendidas no intervalo entre C,01 e 20 por
icenfo em peso, de preferencia entre 0,1 e 10, preferindo-se
especialmente o0 intervalo entre 0,5 e 5 por cento em peso.

Para preparagao da solugZo da composigdo de limpeza, 08 com=
ponentes (A) até (B) podem ser dissolvidos ou dispersos em 4
gua, em gualguer ordem de sequencia desejada. i composicgHo
equosa de limpeza contém a soma dos componentes (A) até (E)
huma concentrag@o enire 10 e 50 por cento emw peso, preferivel
ente entre 12 e 40%, com especial preferencia mo iatervalo
Entre 14 e 30 por cento em peso

Com estas composigGes de limpeza aquosas, as méquinas que pra
cessam colws a base de resinas aminadas podem ser limpas sen
~»Ioblemas, poique os residuos das resinas s8o finamente dis-
persos. sum recipiente de sedimentagZo, a resina sedimenta~-
Be e pode ser separada e retirada.

Lxemplos

Solugdo de limpeza l:
Em 84,4 g de dgua dissolveram-se
3 g de hidroxido de sddio,

z g de Zcido poliacrflico

10 g de um copolimerc de estireno e anidrido de acido
maleico, com 50% em mol de estireno e 50% em mol de ani-
drido de Pacido maleico;




0,5 g de etoxilato de octil-fenol;
0,1 g de fosfato de tri-iso-butilo.

Solugdo de limpeza 2 3

Em 80,4 g de 4dgua dissolveram-se:
5 g de hidroxido de sodic;

6 g de acido poliacrilico;

8 g de um copolimerc de estireno e dcido maleico {caw
da um em 50% em mol);

0,5 g de etoxilato de octil-fenol;
0,1 g de fosfato de tri-iso~butilo.

Com estas solugles tentou-se limpar superficies gue estavam
sujas com residuos das seguintes resinas:

Regina 1:

Resina de formaldefdo-ureia com uma proporgao molar de ureid
para formaldeido de 1 a 1,25 e uma solubilidade em édgua de
1 para 1,5.

fResina 2%

desina fendlica de fenol-ureia-melamina, com uma proporgio
molar entre melamina, ureia, fenol e formaldefdo de 1-1,94-
-0,11-4,61 e uma solubilidade em &gua cntre L e 0,6.
U5 resultados das tentivas de limpeza.estdo mencionados na
libela.

Labela

Lxemplo--Composigdo de limpeza-—Residuo ' de resinai——resina
1l —wresina.?2; Kg de aplicagio de dgua/Kg de resinas

im dgua fria=-ingoliuvel~~ins8luvel=-100 Szua quente-—residuQ
semelhante a latexs—res{duo semelhante a 1dtex~--100
2m=10% NaOHw-retiravel por lavagem, todavia sedimenta-se ou-

tra vez imediatamente, entope as tubagens-~dificilmente re-
tirdvel por lavagem, deposita-se outra vez imediatamente——5(
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|3~ 4gua + pril—inselivel, residuo semelhante ao ldtex—in
soluvel, residuo semelhante ao ld{iex—=100.

4.--Composigdo de limpeza l--capacidade de remogio gor lava=-
et muito boa, resoltandc numa solugZo finamente dispersa,
bem bombedvel, n3o entope as tubagens, deposita~se bem, len-
tamente, no pogo de clarificagfio--10.

5,--Composigdc de limpeza 2--capacidade de remogac por lava-
»em wuito boa, resultando numa solucde finamente dispersa,
bem bombedvel, n@o entope as thbagens, deposita-se bem, len-
tamente, no pogo de classificag@o--8.
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,A) um hidrdxido de metal alcalino;

R EeI=V=I=F=D=I=0=A-CeB=E-5

+3=Processo pare & preparagac de wma composiglo aguosa para
limpeza de adquinas de processamento de colas a base de re-
sinas aminadas, caracterizado pelo facto de se misturar

B) um acido poli{met)acrilico;

C) um copolimero a base de estireno e de anidrido maleico ey
eventualmente, outros comondmercs;

T) um agente emulsionante e

E) um agente antiespumante.

Z&-Processo de acorde com a reivindicagZo 1, caracterizado
pelo facto de na composigfio aguosa de limpeza se empregarem

4) 1 a 30 por cento em peso de um hidrozido de metal alcali-+
no;
B) 1 a 30 por cento de um dcido poli(meta)acrilico;

C) 10 a 80 por cento em peso de um copolimerc a base de es-

tireno e anidrido maleico e, eventualmentie, ocuiros comondme-
ros;

D) 0,1 a 20 por cento em peso de um agente emulsionante; e

B) 6,01 a 20 por cento em peso de um agente antiespumante,
de forma gue as quantidades utilizadas dos componentes L),
3), C), D) e

EJtotalizem 100 por cento e sejam relativas ao teor de subs-
tancias activas da composigao aguosa de limpeza.

3%-Processo de acordo com as reivindicagoes 1 ou 2, caracte
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rizado pelo facto de, na mensionada composigdo aguosa de lip

peza, se empregar um copolimero de estireno-anidridec maleico
como compbnente C).

42-Processc de acordo com gualguer das reivindicagoes 1 a 3,
caracterizado pelo facto de, na citada composigao aquosa de
limpeza cowo agentes emulsionantes (D), se empregarem alco-
ois ou fendis etoxilados.

b3-2rocesso de acordo com qualguer das reivindicagfes 1 a 4,
caracterizado pelo facto de, na referida composi¢io aquosa
de limpeza, se empregar fosfato de tri-isobutilo como agente
antiespumante E).

b#-Processo de acordo com qualquer das reinvindicagdes 1 a 5,

caracterizado pelo facto de a composigdo aquosa de limpeza pJg
guir ume quantidade de subst2necia. activa de preferencia com—~
breendida entre cerca de 10 e 50% em peso em relagdo & quantil
dade total (100% em peso) da composiclo de limpeza, e o teor
de subsiancia activa correspoader a totalidade dos componentes

ﬁ), B),C)y, D), eB).
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